
SPUTTER GROUP

濺鍍機系統
conducting Dielectric導電薄膜 介電材料

ULVAC KD&

 最大樣品尺寸 : 4吋
 DC 電子槍× 2 支
 靶材尺寸 : 2吋

 最大樣品尺寸 : 6 吋
 DC 電子槍× 1 ; RF 電子槍× 1
 靶材尺寸 : 3吋

 SiO2

 Al2O3

 HfO2

 TiO2

 ITO

靶材種類

 Al
 Ni
 Ti
 Ag
 W
 Mo

靶材種類

濺鍍機屬於物理性沉積系統，利用氬氣產
生氬離子電漿，並透過RF或DC在靶材區形成
負電位，讓帶正電的氬離子撞擊靶材表面而濺
射出材料源，進而在基板表面進行薄膜之鍍製。

鍍膜理論

THEORY
 KD 台灣高敦

系統條件比較

CONDITION
 ULVAC 日本優貝克



使用者評估需求 金屬層鍍膜

介電層鍍膜

濺鍍機 I (ULVAC) 

ㄧ次性鍍膜

工程師代工服務
OEM (Original Equipment Manufacture)

學術研究
製程開發

自行操作

濺鍍機 II (KD) 

靶材

可付費借用

可自行準備

使用者指南

GUIDELINE 1.上網申請代工單
2.進行樣品送樣
3.工程師安排代工

1.報名課程
2.通過認證
3.即可使用機台

工程師資訊

【專長】
電磁理論、量子力學、固態物理、半導體元件
物理、單晶,多晶,非晶矽基太陽能電池元件、

薄膜表面分析

【聯絡資訊】
E-mail：z10711023@email.ncku.edu.tw

Tel：06-2757575 ext. 31380#257

王亭鈞



Al Ti Ni Mo Ag W

鋁 鈦 鎳 鉬 銀 鎢

300 NTD 500 NTD 500 NTD 800 NTD 500 NTD 800 NTD

SiO2 TiO2 Al2O3 HfO2 ITO TiN AZO

二氧化矽 二氧化鈦 氧化鋁 氧化鉿 氧化銦錫 氮化矽 氧化鋁鋅

600 NTD 800 NTD 800 NTD 1200 NTD 800 NTD 1000 NTD 800 NTD

費用總表

Fee Payment 

靶材租借費用

儀器系統費用

自行操作 代工 [備註]

濺鍍機 I (ULVAC) 學界：1,150 NTD/ hr
業界：1,750 NTD/ hr

學界：2,000 NTD/ hr
業界：3,050 NTD/ hr

靶材費用另計
請參閱靶材費率表濺鍍機 II (KD)

［課程費］：(1) 學界 4,000 NTD (2) 業界 7,600 NTD 
［認證費用］：(1) 學界 1,600 NTD (2) 業界 2,800 NTD

［註］靶材借用以1天24小時為單位，若逾時歸還，則視同續借，持續累計計價。



您好，因應論文研究需求，
請問可以新增靶材種類嗎?

< 軟土深掘的同學

可以。若濺鍍機需要新增核設
中心目前尚無服務之靶材，請
提出申請，並與工程師進行會
議討論，一同評估腔體汙染及
毒性程度，經評估若沒問題，
可著手進行新材料的測試開發，
工程師將協助進行參數的調校，
其餘各項細節以及流程將於新
材料會議上進行討論及確認。已讀

謝謝，那我再叫學弟出席。

23:00

23:05

23:05

< 預計白吃白喝的同學

依照各靶材的購入價格、製程
條件以及鍍率快慢，各有不同
的租借價位，租借價格以(天)

做計算，並須要於24小時內歸
還，若超過時間，視同續借。
靶材借用屆時請洽行政組。

已讀

那我請隔壁實驗室借?

請問靶材的租借費用?
20:32

20:35

你好意思? 我不反對。已讀
20:42

20:40

問答專區

Q&A



您好，請問更換靶材的方式
可以請工程師說明嗎?

< 優柔寡斷的同學

濺鍍機台課程教育訓練，即包
含完整靶材更換教學，待訓練
完成通過認證，使用者即可自
行預約機台時間，並進行靶材
之更換。其費率方面也將與一
般正常機台使用有所區別，更
換靶材時段其費用較為便宜。已讀

感謝，那我再花一學期好
好想想該換什麼靶材好。

22:05

22:15

22:20

< 可能被蝙蝠咬過的同學

濺鍍機系統基本上是1年12個
月，每天24小時全面開放。除
了每週五下午兩個小時的機台
PM例行保養時間，定期保養
的目的為將確保系統機構正常
運作及維持腔體潔淨度，讓使
用者在鍍膜製程上維持穩定度。

已讀

那我都要半夜做實驗

請問機台開放的時段?
03:32

03:35

你有這麼見不得光 ?已讀
03:42

03:40


